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РАС 1ЕТ УАПНГГШХ СИСТЕМ УСТРОЙСТВ Ш . 

ЗдаТГО?ЛАГН'лТ1ЮГО "ЮКРЫТИЯ 

Гальго В.И. .инженер /чЫС1/ 

Производительность процесса электромагнитного покрытия/ЭМП/ 

( значительной степени зависит от величины магнитной индукции в 

расочем зазоре.С увеличением магнитной индукции до определенного 

значения скорость нанесания покрытия растет,так как увеличивается 

устойчивость токопроводящих цепочек порошка и их количество.Раль-

юейшез увеличение магнитной индукции ведет к эрозии отдельных 

участков поверхностного с.^оя из-за высокой жесткости цепочек. 

Электромагнитная система устройств для ЭМИ должна преы*е вое -

го огоспечквать заданную величину магнитной индукции в рабочем 

зазоре.Требуемое условие достигается выбором конструкции элект-

роиагиг.тной системы .конфигурацией полюсных наконечников и материа

лом из которого они изготовлены. 

Ну В существующих установках для 1М1 применяются как многоло-

Ясные,так и однополюсные схемы магнитной сиотэмы,однако наиооль-

1ее распространение получили последние. 

I ири расчете магнитных .систем уотро/.сть дня ЭМП решалась зада

ча определения намагничивающее сипы обмотки,которую необходимо 

'иметь пля создания заданной величины магнитного потока а рабочем 

«азоре магнитной цепи. 

Разработана программа для расчета геометрических,электричес

ких и магнитных параметров магнитной системы на ЭВМ ЕС-1035,ко

торая позволяет выбрать оптимальный вариант конструкции при но-

вольуоьании полюсных наконечников различной конфигурации. 




